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新芳奈米科技有限公司 
    HSIN FANG NANO TECHNOLOGY CO.,LTD 

發明原理概論:宇宙浩瀚，太虛真空、吾愚無智、渺小至極。 
天地之理、 非吾所有、解放執著放眼大道、體悟自然、證無所得。 
 
新芳奈米輻射除轉墊之創作靈感起源於虛空-「虛空無盡，因無而

有，因有而無」，一片空白，上天賦予重大使命。  
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新芳創建至今將近 80 年的歲月，早在 1939 年的日治時代便開始營運，中間歷經 1949

年中華民國政府迫遷來台，社會動亂不安，直到 1960 年台灣經濟起飛，在風雨飄緲中日益

茁壯，終有今日的規模成就，今後仍會戰戰兢兢在奈米產業繼續努力。 
 

新芳奈米公司的前身為新芳機械股份有限公司與新芳機械廠，而新芳公司的成立是早於

1943 年之前，是台灣歷史最為悠久、設備最完善之研粉製程及粉體製造廠，以微奈米超微

研製程、粉體及設備享譽國際，榮獲國際專利，行銷世界各地，此系統應用範圍涵蓋各項需

研粉之粉體製造，包括各領域產業微奈米粉體材料之研製。 
 
張仁鴻博士更於西元 2009 年發表反輻射抗電磁波及抗靜電功能之製程、材料及設備，

並於西元 2013 年取得多國發明專利，此材料可用應用於民生工業、國防軍事、電子產業，

深獲日本親王伏見博明賞識，授予張仁鴻博士國際學位之「榮譽博士」與「國際奈米材料最

高貢獻獎」，推動反輻射抗電磁波系列產品及設備，創造人類免於輻射恐懼，享有健康的環

境與和平的世界。 
 
 新芳的歷史源自於日據時代，其歷史可追朔回西元 1939 年(即民國 28 年;昭和十四年)

說起，當時的台灣正處於日治時代，此時也是台灣農業剛萌芽的時期，經營新芳的張氏家族

的籍貫在嘉義鹿草下潭，出身於農家背景並接受日本教育。張仁鴻博士的祖父-張生、大伯

父-張合波先生、父親-張仙芳先生、叔父張明朝先生與叔父張中平先生，在事業上皆各有發

展與傑出成就，特別是研粉機與農業機械之研究，對國家社會有著非凡的發明和貢獻。 
 
大伯父-張合波先生發明了播種器，相續家父張仙芳先生研發研粉機的自動化製造，深

受日本帝國皇室肯定並召見， 昭和天皇頒賞發明創作之名譽金牌，奠定農業機械自動化的

開始。張氏家族也是唯一在日據時代受到 天皇讚賞與接見表彰的發明家族。由此可見，新

芳張氏家族與日本皇室伏見宮家族的關係與淵源甚深。 
 

 

 

昭和天皇(1901 年 4 月 29 日－1989 年 1 月 7 日），諱名 裕仁，

於大正十五年（1926 年）繼位，以《尚書》中「百姓昭明，

協和萬邦」一句改元昭和。 
其在位期間經歷第二次中日戰爭與第二次世界大戰，日本戰

敗後，在 1945 年 8 月 14 日發表《終戰詔書》，宣布無條件投

降，並親自宣讀和錄音，戰後依照新憲法失去政治上實權，

僅以作為日本國家與國民象徵而存在。1989 年 1 月 7 日，裕

仁因患十二指腸癌，死於東京吹上御所，終年 87 歲。次日皇

太子明仁即天皇位，改年號「平成」，昭和時代完結。 

3 
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%A7%E4%BD%8D
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E4%B9%A6_(%E4%B9%A6%E7%B1%8D)
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%8A%97%E6%97%A5%E6%88%98%E4%BA%89
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%B0
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E6%88%B0%E8%A9%94%E6%9B%B8
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E5%AE%AA%E6%B3%95
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E6%B0%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E6%B0%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E6%B0%91
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E4%BB%81
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90


 
                  日本皇室 伏見宮家族介紹 
 日本伏見宮家族介紹(伏見宮經歷過世界大戰，並且是唯一掌握兵權的皇族): 
伏見宮為日本皇室過去曾存在的宮家，同時也是四世襲親王家之一，為北朝第三代天皇

崇光天皇之第一皇子榮仁親王所創設，伏見宮家到了第三代當主貞成親王時，其第一王子彥

仁王在稱光天皇駕崩後繼承皇位，為後花園天皇。1947 年因駐日盟軍總司令部麥克阿瑟將

軍指示，裁撤宗室之伏見宮被臣籍降下，罷為庶人，自此日本不在擁有巨大軍隊，轉變成自

衛隊。 
 

 
伏見宮貞愛王(西元 1858 年-1923 年)其官爵為元帥陸軍大將大勳位功二級內大臣 
伏見宮博恭王(西元 1875 年-1946 年)其官爵為海軍大將、軍令部總長 
伏見宮博義王(西元 1897 年-1938 年)為大日本帝國海軍職業軍官，最高曾擔任海軍大佐。 
伏見宮博明王(西元 1932 年-現代)，為日本舊皇族，伏見宮第 26 代當主。他目前也是日本文

化振興會總裁、國際學士院總裁及美孚石油集團顧問。 
由邦家親王到博恭王的繼承順序如下： 

邦家親王→貞教親王→貞愛親王（元帥陸軍大將）→邦家親王（再繼承）→貞愛親王（再

繼承）→博恭王（元帥海軍大將、軍令部總長）→博義王→博明王(脫離皇籍) 
甲午戰爭(1894 年)是大清帝國和日本在朝鮮半島、遼東、山東半島及黃海等地進行的一

場戰爭，但大清戰敗，與日本於 1895 年 4 月 17 日在日本山口縣赤間關市簽訂《馬關條約》。

大清帝國政府代表為欽差頭等全權大臣李鴻章，大日本帝國政府代表為首相伊藤博文。該條

約的簽署，標誌著甲午戰爭的結束，並導致大清帝國割讓臺灣、澎湖予大日本帝國，造成往

後 50 年的台灣日治時期。  
    《馬關條約》簽約狀況         日本首相 伊藤博文      大清帝國代表 李鴻章 

       

伏見宮貞愛王 伏見宮博恭王 伏見宮博義王 伏見宮博明王 
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https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%AD%B8%E5%A3%AB%E9%99%A2&action=edit&redlink=1
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E7%9F%B3%E6%B2%B9
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E7%BE%A9%E7%8E%8B
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BD%E4%B8%9C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9D%B1%E5%8D%8A%E5%B3%B6
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E9%B8%BF%E7%AB%A0
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https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E9%B8%BF%E7%AB%A0


 

 西元 1895 年乙未戰爭時，日本伏見宮貞愛親王率領約 15,000 多名日軍登陸嘉義布袋

口順著八掌溪到月津港，與台灣義勇民軍奮戰，臺灣義勇民軍不敵日軍而潰敗。從此，台灣

便進入日治時期，其最高統治機關為台灣總督府，由臺灣總督總攬行政、立法、司法等大權，

此時臺灣的地方政體皆採委任立法制度，總督府為當然之中央機關。而一般政策形成過程，

通常是由總督府的技術官僚制定法律政策後，即授權臺灣總督以「總督府令」命總督府各級

單位、所轄官署或地方政府執行政策。 

 
 
   但伏見宮貞愛親王將八角樓作為其下榻處與指揮所，貴為太子之身分，總督及重要

官員都需到八角樓請示太子領取旨意(裁軍指示)，且路過民眾須脫帽行禮，騎車者亦得下車

以示尊敬。不過在二戰期間，八角樓曾受轟炸被炸毀一部分。因此，西元 1942 年(昭和十七

年)日本政府將八角樓改為「伏見宮貞愛親王紀念館」，並於庭中豎立「伏見宮貞愛親王御遺

跡鹽水港御舍營所」石碑紀念。因為日本天皇太子住於八角樓，也形成一時繁華熱鬧的鹽水。 

 

 
 

上圖:「伏見宮貞愛親王御遺跡鹽水港御舍營所」紀念碑與八角樓 

 

上圖:臺灣總督府廳舍，啟用於 1919 年 
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          1939 年日本昭和 裕仁天皇頒《名譽金牌》予張氏家族 

 

張氏家族是了不起的發明家族，為了維持家中生計，張家兄弟便決心投入機械研發之生

涯，陸續研發出席草剖析機、中藥剪片機、密閉型自動冰削機、離心式自動研粉機等的各項

發明都取得專利，這些發明替代繁雜的人工、提升生產效率外，更對社會有卓越的貢獻。 
 
新芳奈米科技研粉機歷史 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

      新芳研粉機之歷史，始自西元 1943 年，台灣正處於日據時代，以農業為主的社會 ，
民風極為樸素，尚無完善的機械設備，多以人力來解決機械組裝之工作。  
  傳統的農業社會研粉的方式是使用人力式的磨槽，本公司的創辦人張仙芳先生更帶領新

芳成為台灣首家將研粉方式改為機械化之設備，張仙芳先生更因而榮獲第四屆 1966（民國五

十五年）中華民國全國十大傑出青年獎之殊榮。  
  70 多年來新芳一直為台灣的研粉工業深耕，創新。本公司培育了很多相關研粉機組裝之

技術人員，技術人員便各自成立多家研粉機製造廠，但多數之技師仍停留在過去的製造技術

中，沒有任何精進，台灣的工業大都在仿冒的文化中生存，也難怪台灣經濟毫無起色。 
唯有新芳不斷投入人力物力及龐大的研發經費，發展出更精良的研粉機械-新一代的奈米級特

殊超微研粉機，更是帶領國內粉體研磨走入奈米級細度的重要發明。  
 

中草藥研磨專用 礦物研磨專用 中藥裁切專用 

人力時代所使用的研粉工具: 
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下圖:民國 45 年，席草剖析機 
    經濟部中央標準局專利證書 
    
 

下圖:民國 46 年，新芳中藥剪片機 
    經濟部中央標準局專利證書 

下圖:民國 50 年，密閉型自動冰削機 
    經濟部中央標準局專利證書 

下圖: 民國 54 年，離心式自動研粉機 
    經濟部中央標準局專利證書 

  

 下圖:民國 47 年，中藥剪片機、 
     . 研粉機獎狀 
 

下圖:民國 55 年，離心式空氣分離器 
   經濟部中央標準局專利證書 
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下圖:西元 1971年，螺紋式超微研粉機 

   日本特許專利證書 

下圖:民國 60 年，螺旋式超微研粉機  
        中央標準局專利證書 

西元 1971年，螺紋式超微研粉機 

          德國專利證書 

西元 1971年，螺紋式超微研粉機 

        英國專利證書 
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1966 年張氏家族 張仙芳先生當選《第四屆十大傑出青年》 
        下圖: 西元 1966 年(民國 55 年)張仙芳先生當選為第四屆十大傑出青年。 

          資料來源 :財團法人十大傑出青年基金會>十傑人物誌 > 歷屆當選人: 

 

 
        下圖: 新芳公司創辦人張仙芳先生應卡特政府邀請，參加美國總統卡特家鄉 
              訪問團並授與紀念牌一面 
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1978 年及 1987 年新芳榮獲美國世界博覽會《發明家獎金牌及銀牌》 
  在取得多國螺紋式超微研粉機國際發明專利後，於西元 1978 年及西元 1987 年新芳公

司創辦人-張仙芳先生，先後榮獲美國 New York 所主辦之世界博覽會發明家金牌獎(1978 年)

及銀牌獎(1987 年)二次榮耀，也是目前台灣唯一獲得世博會金牌獎的公司，獲獎作品即為享

譽國際之螺紋式超微研粉機，以特殊超微的研粉技術，對人類在粉體材料應用上有極大貢

獻！ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

西元 1978 年張仙芳先生榮獲美國 New York 所主辦之世界博覽會發明家金牌獎 

上圖:張仙芳先生為英國劍橋大學所頒發與編譯的，對人類科學有卓越貢獻， 
   所頒予的傑出人士獎，列入世界名人錄。 
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1992 年 集十多年努力成功研發豎型槓桿原理超微研粉機 
西元 1992 年(即民國 81 年)現任總經理張仁鴻博士歷經十多年研究努力，研發出豎型槓 

桿原理 超微研粉機並取得多國專利。 

   
    上圖:西元 1992 年，新芳所研發之豎型槓桿原理超微研粉機，台灣各 
         大食品廠及藥廠皆採購此系統。 

 

   上圖:超大型旋盤式研粉機，研粉主機，包含粉體收集系統及集塵系統簡略流程圖， 
.此項機械應用於大型量產使用，可應用於食品、化工及微米有機肥料之生產。 
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系統之配置體積很大，所以現場要有調動舉重設備(天車)，以利安裝及整修使用。 
以下為工廠實際配置圖: 
 

 
 

每條生產線有三套研粉系統，此套系統現在已經更新到最新版本，採用最新專利。 
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下圖為超大型旋盤式研粉機之發明人-張仁鴻博士與其父親-張仙芳先生合照。 

 
 

西元 2006 年，張博士發明-國際專利微奈米研粉機，此機台擁有奈米級特殊超微研粉設

備之電腦數位精控系統，採用 PLC 人機介面控制系統，可準確控制溫度、溼度、粒徑、

微塵收集，可確保粉體生產過程中，不因環境溼度而對材料產生質變或原成分流失。  
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整廠採用電腦數位精控系統，包含空調過濾微塵系統、粉體材料採用 O3 滅菌系統，

機械內部採用蒸氣滅菌系統及 UV 滅菌照射系統、研粉設備生產過程兼附有溫溼度控制系

統可確保材料生產後之保存日期，研粉過程之微塵集塵系統，生產製程環境皆由電腦數位

控制，在嚴格的公安及環保的條件下，可生產高品質的奈米粉末材料。 

 
研粉設備皆設置在獨立空間之隔間，可防止生產環境粉體材料之交互污染，研粉過程

中 UV 滅菌照射系統全程自動開啟，可杜絕機械金屬表面之細菌源或空氣中之生產環境周

邊細菌滋生，有效抑止生菌數之生長，符合 GMP 之標準，環保、工安及環境衛生面面具

到，新芳專業製造奈米化粉體設備及優良的整廠規劃，確保生產奈米粉體之最高品質。 
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各項研磨材料採取隔離式獨立生產，防止交互汙染，機械內部採用蒸氣滅菌系統及

UV 滅菌照射系統。研粉設備之生產製程附有溫溼度控制系統，可確保材料品質之保存日

期，並防止材料潮濕團聚現象所造成之分散性問題。研粉過程中，UV 滅菌照射系統全程

自動開啟，可確保粉體材料生產不受細菌源感染之最高品質。  

 
各項食品及化工材料有所區分，採用隔離室隔區生產，研磨範圍有一般礦物如珍珠，

鈣離子、純矽、石墨、或各項化學藥品材料均可研粉，微奈米機最佳研粉性能，顆粒數比

率(Differential Number) ≦100nm ~ 1000nm 均可研粉，粒徑分佈平均值通過 D50 以上，

機械性能量產之最大研粉粒徑體積比率 1~10μm，其顆粒數比率分佈即可進入奈米細度

(Differential Number)亦可通過≦100nm 以下 D50。  
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  一般化工類光觸媒材料均可奈米化研磨處理，如各類金屬氧化物，氧化鐵、二氧化鈦、

氧化鋅、氧化鋯、銀離子材料等，最佳研粉性能之粒徑體積比率(Differential Volume) ≦
10~40μm 與粒徑顆粒數比率(Differential Number) ≦100nm~1000nm 均可研磨，粒徑分佈

平均值通過(D50~D90 以上)。粉體最佳研粉性能，若採用粒徑顆粒數比率(Differential 
Number)為標準亦可達到 10nm~100nm 的細度，粒徑分佈平均值通過 D50 以上。 
  生物科技植物類，各項藥草纖維均可奈米化研磨處理，如冬蟲夏草、巴西蘑菇，靈芝、

薑、辣木子、黑木耳，最佳研粉性能之最小粒徑(Differential Volume)100nm~1000nm 粒徑

分佈平均值通過 D50 以上，若以粒徑顆粒數比率(Differential Number)為生產標準，可達≦

50~100nm 以下，若做較粗加工研磨，相對研粉產量提高，研粉產能之最大粉體粒徑平均

值，體積比率(Differential Volume) ≦10~40μm 可通過粒徑分佈平均值 D50 以上  
本公司奈米化研粉設備之機械性能與生產材料規格之條件，其因機械設備較昂貴，所

以研粉代工費用較高，客戶採購材料或奈米化機械設備時，奈米粉體生產規格必須向本公

司聲明清楚以免發生不必要的爭議。 
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  因為奈米產業之材料目前仍屬實驗階段，採用小型機(實驗研發用)系統製造，雖研磨細

度很高，但因研粉產能不多(每天 8 小時之產值約 30~50 公斤)，機體造價相對昂貴，故生

產成本較高，大企業要直接投入此項系統，較不符合投資報酬率，但它適合用於產業初期

實驗性質的小型生產、小型食品廠及藥廠，不建議用於企業之正式大規模的研粉生產。  
  至於大型機(正式量產用)一小時的產量可達到 500 公斤至 1 公噸，且 24 小時不用停機，

擁有良好的空氣冷卻系統之自然對流設計與完善的散熱系統，所以能夠承受長時間的研磨，

一般的研粉機只要運作八個小時，即會產生高溫，至少 4 小時就要停機一次，長時間連續

運轉，機械就會因過熱而容易故障，且會破壞研磨物之成分。 大型機之基本設計，已克

服塑化劑之問題，沒有受到任何汙染，使用上絕對安全。  
  因此，建議產業在初期研發階段，有實驗性質或小型生產之需求，可委託本公司進行代

工研磨，待正式大規模生產，再直接採購大型設備，生產成本可降到最低，符合產業經濟

效益。  
 

以下為小型實驗研磨機與大型研磨機之比較，用研磨小麥或穀類為例: 
(研粉產量視研磨材料與細度而定) 

機台比較 小型機(實驗研發用)        大型機(正式量產用)  
機台馬力  20HP~25 HP  150HP~250HP  

運作時間  
一天 8 小時 

(每 4 小時停機一次)  
24 小時不停機 

(一個月只需停機一次)  
*每小時產量  3 公斤~5 公斤  500 公斤~1 頓  
正常產能  

(細度:50 微米 粒徑:D50) 
30 公斤~50 公斤  500 公斤 x 24 小時=12,000 公斤                                  

極限產能  
(細度:90 微米 粒徑:D50) 

(一天 8 小時) 
100 公斤以下 

1,000 公斤 x 24 小時=24,000 公斤 

 一天精密製粉產值 
(10 微米~40 微米以內) 

20 公斤~30 公斤之間  
 (10 微米) 100 公斤 x 24 小時=2,400 公斤 

 (40 微米) 200 公斤 x 24 小時=4,800 公斤 

適合研磨材料  
高貴藥材(如:冬蟲夏草、牛樟

芝、琥珀......等)、生技保健食

品、各種藥品、珍珠粉……等  

食品：大宗穀物(如:麵粉、豆類、穀類)。 
非食品：肥料、飼料、石墨、碳粉、 活
性炭、備長炭、其他工業研粉……等 

*一套大型研粉機系統的產能是小型研粉機產能的 166 倍以上(以每小時產能為例)，故會建議客戶

若有大量生產的需求，可直接購買大型研粉機系統，生產平均單位成本會降低很多。 
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下圖:西元 1992 年-美國專利證書  
 

下圖:西元 1992 年-英國專利
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下圖:1992年 中華人民共和國專利局證書            

       

 

 

  下圖: 經濟部中央標準局專利 
       -豎型槓桿原理超微研粉機 
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2006 年 發明國際第一套乾式奈米研粉系統-新芳微奈米特殊超微 

 
西元 2006 年，現任總經理張仁鴻博士再度創新發明新芳微奈米特殊超微研粉機，為國

際上第一套乾式奈米研粉系統，並取得多國專利，同時擔負起中華民國奈米產品製造暨檢測

研發聯盟之主任委員兼總召集人，聯盟成立大會於 2006 年在工研院召開，副主任委員有兩

位由工研院機械所所長吳東權先生(現任工研院副院長)、SGS(國際認證組織)副總裁竹正高

擔任。 

 

上圖: 大會成立在西元 2006 年，中華民國奈米產品製造暨檢測研發聯盟之產官學員與 
     .各單位合照 

 

上圖: 右起-SGS 執行副總裁竹正高、新芳奈米總經理張仁鴻、SGS 副總裁邱志宏、SGS   
     .經理，中華民國奈米製研聯盟在 SGS 台灣檢驗總公司召開高階會議 

研粉機，並擔任中華民國奈米製研聯盟及總召 
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聯合國認定國際最高審鑑機構-《國際學士院》介紹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

國際學士院（International Academy of Education, I.A.E.）是世界上歷史最悠久的學術

研究單位之一，成立於 17 世紀的「啟蒙運動」時期，當其時也正是人類開啟現代化思潮、發

展現代科學最重要的時代，繼而開創了改變人類歷史最重要的工業革命。 

國際學士院為跨國性的學術審議聯盟單位，由散佈於世界各國的學士院共同組成；起源

於西元 1660 年的英國學士院，也就是現在的英國皇家學會（The Royal Society），位居英國五

大學術院之首；繼而於西元 1668 年由「英國劍橋大學」學院派的學者發起、結合全球十三個

皇家貴族正式組成『國際學士院』（以下簡稱學士院），並獲得英國女皇的承認。 
國際學士院 I.A.E. 為聯合國（U.N.）所承認之國際教育學院組織（The International 

Academy of Education ），並獲得 1950 年於紐約召開的「聯合國世界大學總長會議」（W.U.U, 
World University Union) 認定為【國際最高的審議評鑒機構】，其教育方略更獲得「聯合國教

科文組織」所採用，同時也是國際間少數擁有推薦「諾貝爾獎候選人」資格的評鑒單位之一；

因此經過國際學士院 I.A.E. 教授團評議委員會及學術審議會所認證的學位、專業資格與身分

等識別章、推薦函與委任狀，均受國際公法的保障，具有相當崇高的社會榮譽與身分表徵，

其殊榮在世界各地均可受到高度的認可。 

國際學士院榮譽生技學博士學位證書  
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國際學士院教授資格認證書 

 

 

皇室最高榮譽金菊 16 瓣之榮譽章 
徽章證與授予張仁鴻博士 
 

美國國際學士院博士學位證書 國際學士院學術學位資格認證書 
 

2009 年 獲國際學士院認證、榮譽博士 國際學士院殊榮 學位及獲聘國際學士院國際教授
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日本皇室經歷多年考核，於 2009 年 4 月 17 日在國立成功大學，由伏見宮博明王以國際

學士院國際總裁的身分，向聯合國組織推薦並授予張仁鴻博士「榮譽博士」之殊榮，取得國

際學位。 

 
上圖: 授證典禮於國立成功大學舉行，產官學研共襄盛舉者左起：時任工研院機械所蔡禎輝 

組長(現任機械所所長)、成功大學化學所葉茂榮所長、成功大學工學院李克讓院長；

右起：成功大學航太所王覺寬教授、前考試院秘書長、行政院人事局局長、大葉大學

副校長張俊彥先生、國際學士院亞洲總裁蘇炳郎先生，張總母親，成大機械系主任李

森庸教授共同見證榮耀的一刻！ 

 

 

 

 

國際學士院殊榮 .2009 年 4 月 17 日 
在國立成功大學頒授國際學位 
 

上圖:由張俊彥先生撥穗。在成功大學航空太空研究所王覺寬教授擔任授證官，成功大學 

     工學院李克讓院長擔任監證官，帶領成大各系所教授團見證下，正式授予張仁鴻博  

     士國際博士學位。 
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2010 年中華民國奈米科技產業論壇 張仁鴻博士擔任主講者 

 
 
 
 

 
 

 

   
 
  
  

上圖:張仁鴻博士主講奈米有機肥料 

     應用，在精緻創意農業及相關   

     奈米產業技術發表 

 

右起-張仁鴻博士、微奈米科技中心主任

林仁輝教授與國立成功大學黃煌輝校

長；左起:成大醫學院教授、工研院與經

濟部工業局官員 

在 2010 年中華民國奈米科技產業論壇在國立成功大學舉辦(如下圖)，受吳茂昆國家院士

指示由國立成功大學負責承辦。由國科會主委、中央研究院物理研究所所長-吳茂昆國家院

士、成大校長黃煌輝教授、成大奈米中心主任、成大醫學院教授團、經濟部工業局、工業技

術研究院等單位之高階主管共襄盛舉，邀請新芳奈米科技總經理張仁鴻博士擔任主講人，發

表奈米技術相關之研究成果。會後，受國科會主委-吳茂昆先生邀請參加 2011 日本東京國際

奈米科技大展，代表中華民國國科會參展。 
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2010 年明仁天皇 御祝張仁鴻博士榮膺國際學士院 

 

 
 

日本皇室-伏見宮博明王特許在新芳公司成立亞太農經科學院與微奈米研究所，從事各

項奈米材料之研究，並指派張仁鴻博士擔任首任亞太農經科學院院長。張仁鴻博士更深受明

仁天皇賞識，明仁天皇授予賢伉儷御照以示恭賀，伏見博明親王也賜與墨寶。 
 

   
 

 

上圖: 明仁天皇御祝 I.A.E-亞太農 
     .經學院院長 張仁鴻博士永誌  

上圖: 元皇族總裁-伏見博明親王 

      墨寶致賀  

        亞太農經科學院院長 
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日本自由民主黨總裁及首相與台灣司法院長、考試院長賀匾 

       

 
 
 
 

     
   
張仁鴻博士於 2009 年獲頒國際學士院-榮譽生技學博士，並擔任 2010 年國際學士院成

立的亞太農經科學院首任院長，任期兩年，因職務繁忙無法兼顧，為了讓亞太農經科學院有

更好的發展故選擇退出國際學士院職務，新芳奈米科技為獨立機構，目前雖和國際學士院無

實際合作關係，但雙方仍保持友好學術交流。 

上圖: 日本民主自由黨總裁-谷桓楨 

      一墨寶勉勵：凡事要謹慎用 

      心，不怕孤獨，有高處不勝 

      寒之意。 

上圖:日本首相-麻生太郎墨寶勉勵： 

     人生如大樹，成長過程須經得 

     起惡劣環境的考驗與歲月的歷 

     練，才能茁壯。 

上圖:司法院院長賴浩敏墨寶 

 
上圖:考試院院長關中墨寶 
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2011 年日本東京國際奈米科技大展，近百國家参與 

 

 
    上圖:2011 日本東京國際奈米科技大展照片-駐日代表馮寄台蒞臨會場 

 
中華民國駐日代表馮寄台(左一)與國科會主委兼中研院-吳茂昆院士(左二)蒞臨新芳奈

米科技會場，關心國家代表之主要廠商，暸解國家奈米科技發展現況，工研院奈米科技中心

主任即現任工研院材化所所長-蘇宗粲女士 (右一)與會國際學士院亞洲總裁兼本公司顧問-
蘇炳郎先生(右三)陪同。由國立成功大學航太所王覺寬教授(右二)代表張仁鴻博士發表新芳

奈米特殊超微研機之應用範圍極廣泛，此套系統榮獲國際新發明專利，是乾式奈米粉體唯一

的製造系統，採用分子擠壓撞擊法，可生產各項奈米材料，應用於各產業。駐日代表馮寄台

對新芳奈米科技所研發的成果予以十分的肯定及讚賞，為國爭光。新芳更發表最新奈米醫

學專利，奈米珍珠粉及其保養品系列、遠紅外線材料應用在心血管疾病防治，可舒解血壓與

脈搏，活化人體末梢神經，在醫療上史無前例，參展期間，接受各國與會者之開放性臨床測

試，進行現場實測，國際學士院並開具功能認證書與世界健康醫學審議會之國際公開臨床證

明書，證實此項技術對醫治慢性疾病之功效極為顯著。新芳公司利用特殊超微研粉機生產微

奈米肥料，提倡新農業科技化發展之微細化吸收理念，肥料的顆粒呈現小分子利於農作吸收，

材料藉由吸收日光電磁波的光譜作為植物進行光合作用的機制，增加收成產能。新芳公司也

公開發表新發明專利，反輻射抗電磁波材料及產品。新芳為台灣爭光，其多年來的研究成果

獲得世界肯定，聯合國教科文組織更接受國際學士院總裁日本親王伏見博明推薦，特聘張仁

鴻榮任「國際教授」資格，期各國予以通關禮遇，希望以國際學士院亞太農經科學院創始院

長張仁鴻博士的研究成果，幫助人類遠離病魔，讓地質再生，為聯合國「知的領域」、世界

聯邦，培育地球下一代健康的主人翁。 
 
 

新芳榮獲最高榮譽-金菊賞 
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https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A7%90%E6%97%A5%E4%BB%A3%E8%A1%A8&action=edit&redlink=1


 

        一枝獨秀，傑出的創作和發明榮獲皇家金菊賞 

 
新芳奈米科技有限公司張仁鴻總經理長期致力於研究抗電磁波材料技術對人體的影響，

於 2011 年 2 月 16 日至 2 月 18 日舉行的東京國際奈米科技展(Nano Tech)，本次展覽有近百

個國家參與，有來自世界各地的國家代表參展，在國科會主委吳茂昆院士邀請下，本公司代

表中華民國國科會參展，所研發之特殊超微研粉機可生產各項奈米材料，推出奈米珍珠粉及

其保養品系列、微奈米有機肥料之農業新技術改革、抗電磁波材料與系列產品，其中以抗電

磁波材料結合遠紅外線技術之心血管疾病防治專利最為凸顯，且榮獲多項多國專利。 
 
 

    
 

國際學士院依國際法向台灣政府、司法院與考試院核備登記，成立微奈 

米研究所設置在新芳奈米科技，進行相關奈米微細化技術開發與研究。 

2011 年國際學士院於新芳設立微奈米研究所 
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2011 年日本六條有康親王及公主殿下 親署賀函御祝 
    .張博士獲頒世界皇家金菊賞並列入皇室御用品 

                    
2011 年 12 月 5 日簽署於日本東京 
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2011 年日本福島事件災後，伏見博明親王代表團參訪 

 
相隔不久日本在 2011 年 3 月 11 日即發生日本大震災(由海嘯引起震災，重創日本核電

廠)，由日本文化振興會特別顧問後藤伸一郎率團來台參訪尋求反輻射抗電磁波之技術研討，

由於新芳公司主力是以研究抗電磁波材料-石墨之石墨烯的專業公司，其應用領域相當廣泛，

不管是在電子產業之民生用品、相關反輻射抗電磁波工程均可使用，此項技術在日本東京奈

米科技大展已有公開發表，且深獲日本皇室肯定。新芳公司更提供相關技術應用於日本福島

核電廠的災後防護工程，張仁鴻博士獲頒皇家表彰狀以茲感謝。 
 

 
     上圖: 日本福島海嘯引起大地震，致核電廠輻射外洩，後藤伸一郎代表日本親 
          . 王伏見博明授予表彰狀(如下圖)以茲感謝新芳公司，在反輻射抗電磁波 
          ...的技術予給支援。 

 

新芳張博士請益相關防護工程並致表彰狀感謝 
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https://zh.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4
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上圖:日本福島事件後，後藤伸一郎帶領日本皇家訪問團來訪本公司尋求技術支 
     援，因日本的福島事件輻射電磁波嚴重外洩，引起國際關注，促使聯合 

       .國在 2011 年 5 月 31 日公布輻射電磁波對人體傷害之 208 號文件-世界衛  
    .生組織（WHO）文件證實的確有致癌風險。 
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下圖:工商時報頭條(2011/5/26):日本核災新芳抗電磁波技術受

 

下圖: 工商時報頭條(2009/4/7):抗電磁波材料適用 3C、家電等領域 
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 2011年 聯合國世界衛生組織頒布 208號文件 
..電磁波對人體健康造成極大傷害 

  世界衛生組織（WHO）文件 
 

  電磁場（波）之間的關係，不僅我國民眾關心，在世界各地也都受到高度重視，

因此世界衛生組織 (WHO)自 1996 年開始「國際電磁波計畫」 (International EMF 
project)跨國之研究，全世界有 54 個國家、8 個國際研究組織共同參與。此計畫提供

各界有關風險認  知、風險溝通、風險管理的資訊，是目前全球最完整、客觀且具

科學根據的參考資料來源。  
 
  國際癌症研究署（ International Agency for Research on Cancer; IARC）於 2011 年

5 月 31 日發布 208 號文件，依據使用無線手機與增加罹患神經膠質瘤之風險，已將

射頻電磁場歸類為「人類可能致癌物」（人類致癌因子分類表為 2B）。針對使用行

動電話者之研究顯示，最重量級之重度行動電話使用者中（每天使用超過 30 分鐘

且使用 10 年以上），有增加 40%罹患神經膠質瘤的風險。依 IARC 專刊工作小組總

主席，Jonathan Samet 博士指出必續持續嚴密關注行動電話與癌症風險之關聯性。  
 
  IARC 針對 2B 類致癌物質定義為「The agent is possibly carcinogenic to humans」  
(疑似可能對人類具致癌性 )，其依據之證據為以下情況之一︰  

一、  人類致癌性證據有限 (limited)，動物實驗致癌性證據尚未充足 (less than  
sufficient)。  

二、  人類致癌性證據不充分 (inadequate)，動物實驗致癌性證據充足 (sufficient)。  
三、  某些情況下，人類致癌性證據不充分 (inadequate)，且動物實驗致癌性證據也

尚未充足 (less than sufficient)，不過由於其在生物機轉與其他相關資料上具有強而有

力的證據顯示其致癌傾向，仍可被歸於此類。世界衛生組織已就行動電話、射頻電

磁波、基地臺、無線科技、極低頻電磁波發布 193 號、208 號、296 號、304 號、322
等號文件，其文件內容主題說明如下：  

 
1. 2014 年發布第 193 號文件：行動電話（射頻）。  
2. 2011 年發布第 208 號文件：將射頻電磁場歸類列為人類可能致癌因子  
3. 2007 年發布第 322 號文件：極低頻電磁場的暴露（極低頻）。  
4. 2006 年發布第 304 號文件：基地臺及無線科技（射頻）。  
5. 2005 年發布第 296 號文件：電磁場過敏症（高、低頻）。  

 
 

 
資料來源 (如下網址 ):衛生服務部國民健康署 -世界衛生組織 (WHO)文件 : 
http://www.hpa.gov.tw/BHPNet/Web/healthtopic/TopicArticle.aspx?No=201407220003&pare

ntid=201407220001 
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2012 年行政院經濟部標準局蒞臨新芳抗電磁波發表會 

 
 

 

 

 

 

 

上圖:鐵的見證-西元 2012年新芳公司發表反輻射抗電磁波技術，總統府指示行政 

  院、經濟部標準檢驗局第六組電磁科謝翰璋組長擔任總召集，台電洪堯經理，

工研院量測中心主任陳朝容先生、成大王覺寬教授、清大謝光前教授與會等

聯合見證發表，電磁波 3G吸收隔離度達 99dB，本公司的研發技術已超越國際。 

 
 

下圖:2012 年 4 月 19 日經濟日報 
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國際殊榮-產品功能、醫學臨床認證  
  

 
 

 
 

       

 

                            

       

下圖:清華大學認證新芳奈米輻射 

   ，.除轉墊之產品功能認證書 

下圖: 清華大學認證新芳奈米科技 

符合國際化奈米製程 

    下圖:國際臨床醫學證明書 
         清華大學重複驗證之證明 

下圖:2011 國際日本東京國際奈米科    
   技展國際學士院國際臨床證明書 
 

進行醫學臨床獲聯合國認可之世界健康醫學審議會與清大奈 
微材料科技中心獲頒認證書 

2012-2014 年新芳公司奈米製程及反輻射抗電磁波系列產品 
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國立清華大學認證符合國際標準之奈米實驗室 

 

       上圖: 張仁鴻博士與清大材料科技中心主任合照，由清大教授-謝光前主 

 任、國科會教授代表清大奈米中心，認證本公司研粉之奈米製程符 

            合國際化標準之實驗室 

 

 

     上圖:左起-日本親王-伏見博明王、日本文化振興會會長-棧勝正先生與 

          張鴻博士。日本親王伏見博明在文化高峰敦睦大會，頒予本公司 

          國際臨床醫學證明書，表示對本公司在醫療生技上的努力給予肯定 
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2012 年聯合國世界和諧鐘推動「世界和平、地球環保、反輻 

 

聯合國世界和諧鐘在 2012 年 8 月 30 日來台巡迴，首航接鐘單位是新芳奈米科技有限公

司。世界和諧鐘的原料是利用二次大戰的砲彈碎片所熔鑄而成，由「全球生態恢復與發展基

金會」於 2005 年致贈給聯合國作為 60 周年慶的生日禮物，以 6 種文字雕刻「和諧」兩個字，

呼籲和平、環保等信念。 
 
世界和諧鐘此次來台的宗旨是推動健康醫學新世界，反輻射抗電磁波，以生技代替醫療，

遠離戰爭，促進世界和平。故本公司將反輻射抗電磁波材料結合生技醫學材料(心血管疾病

防治材料)研發出新芳奈米輻射除轉墊，此墊體具有吸收電磁波，釋放遠紅外線之功能，其

功能經國際組織的肯定與認證，本產品的歷史意義與紀念性，遠遠超過商品的表面價值，有

更深層的含義在其中-創造健康與和平世界的理念，且抗電磁波材料具有重大的商業價值應

用在民生工業，因為這個理念而促成張博士研發出反輻射抗電磁波除轉墊。 

 
 
 
 
 
 

射電磁波」首航台灣新芳奈米科技接鐘 

上圖: 2012 年 8 月 30 日世界和諧鐘來台巡迴，活動隨附聯合國國旗，首航接鐘單位為新

芳奈米科技有限公司，和諧鐘本是二次世界大戰所留下之血腥證物，如今鎔鑄成象徵世

界和平的聖鐘，慰靈大戰期間喪生之蒼生，祈願在上天恩典下，賜予世界和平，遠離戰

爭。 
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 上圖: 新芳奈米科技總經理張仁鴻博士與國際學士院國際和平會議聯合總會創辦總會長-

蘇炳郎先生合照，他與王逢(中國之聯合國活動辦理單位:萬物生態中心主任)多次交

涉之下，順利將此鐘運抵台灣，隨鐘授與聯合國國旗，其代表之象徵意義極大，表

示聯合國 NGO 非官方組織同意下，本次活動不涉與任何政治色彩的立場，得以順

利進行。經本公司同意之下，且認為這是深具歷史意義提倡和平的活動予以支持和

贊助，並開放七日讓企業或民眾前來本公司參觀，之後便轉交回國際學士院來處理 
     .  

 
 
 
 

 

上圖:聯合國世界和諧鐘來台的活動，其指導單位為中華民國教育部，新芳奈米科技總經 
理張仁鴻博士與和諧鐘合影，著國際學士院的大騎士博士禮服擊響和諧鐘，願世界 
和平、遠離戰爭與輻射電磁波的傷害。 
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        中國萬物中心主任承辦聯合國相關活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

上圖:  張仁鴻博士與中國之聯合國活動辦理單位:萬物生態中心主任-王逢合照，王逢護送

聯合國世界和諧鐘至台灣新芳奈米科技有限公司，新芳為首航接鐘單位，王逢贈送

清明上河圖，象徵中國大地錦繡河山，非常祥和，中華大地的經濟繁華，貨暢其流。 
第二次大戰期間，日軍主掌兵權的大元帥都是伏見宮皇族，中華民族.是愛好和平的

民族，當中國的領土被日軍踐踏，日軍已攻打下南京，而當時的台灣也被日本統治，

中國讓此鐘運來台灣是要讓中國人記住第二次世界大戰與南京大屠殺這些慘痛的教

訓，南京大屠殺是中國抗日戰爭初期，侵華日軍在中國首都南京犯下的大規模屠殺，

有 20 萬以上乃至 30 萬中國平民和戰俘被日軍殺害，南京城的三分之一被日軍縱火

燒毀，生靈塗炭，民不聊生。日軍更將中國平民集體活埋，喪盡天良，極無人道。 
 

 日本在二戰期間，利用日本人的武士道精神「一人、一機、一彈換一艦」的要求，對

美國珍珠港的海軍艦艇編隊、登陸部隊及固定的集群目標實施自殺式襲擊，以最少資

源獲取最高破壞力，造成美國航空母艦幾乎全部損毀，美國已面臨戰敗的命運，因此，

美國才會反擊在廣島與長崎投下兩顆原子彈，也讓日本嘗到戰敗的慘痛教訓，原子彈

攻擊後，所形成的γ波輻射線對日本人民健康與生態環境帶來極大的傷害與痛苦，這

也讓日本與伏見宮皇族付出了慘痛的代價，伏見宮皇族擁有極大的軍事強權，但因戰

敗後，在同盟國聯軍統帥-麥克阿瑟將軍的強力壓迫下，脫離皇室，伏見宮家族不再

掌握軍權，而形成了現在日本的自衛隊。 
因此，此次世界和諧鐘來台的意義，主要是推動世界和平的理念，也讓日本知道不要

再有侵略的想法，台灣與中國要順暢交流，遠離戰爭，謹記歷史的教訓。 
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珍珠港事件發生於西元 1941 年 12 月 7 日，日本自 1937 年對中國發動戰爭後，日本長

期無法脫身，在經濟漸漸衰弱的狀況下，日本採取侵略他國資源的戰略，又加上美國實施禁

運石油的政策，連同英國與荷蘭也禁止對日本出口石油，石油為日本繼續戰爭的必備要素，

日本只能採取南進策略奪取資源，為防止美國干涉，才決定給美國致命的打擊，奇襲珍珠港

並摧毀多項軍事設施，造成美國多艘航空母艦、戰鬥機、大型軍事艦艇等都嚴重損毀，只有

一艘主力之航空母艦倖存，美國軍隊也死傷慘重，因此，美國總統羅斯福才決定與日本宣戰。

在美國軍事損失慘重之狀況下，受重創之下只好聯合其他國家共同作戰，與同盟國向日宣戰，

但日本帝國軍事太過強盛，逼使美國在 1945 年 8 月 6 日在日本廣島投擲第一顆原子彈，投

彈前，美國曾投了千萬張的傳單警告日本人民撤離輻射區，防止無辜人民受到傷害，只是美

國投射一顆原子彈後，日本卻無投降之意，以為美國僅有一顆原子彈，致使美國在 1945 年

8 月 9 日在日本長崎投下第二顆原子彈，在日本人民受輻射攻擊死傷慘重下，日皇便無條件

投降。 
，日本也在此狀況下，無條件投降。 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美軍水手們正在撲滅「加利福尼 
亞號」上的熊熊烈火。日本襲擊 
珍珠港之目的原本是要徹底摧 
毀太平洋艦隊，為保障南侵東南  
亞的日軍的側翼安全，但結果卻 
使美國團結起來，加入反法西斯 
陣營，也是後來盟軍要求日本無 
.條件投降的原因。 
 
 

 

 

珍珠港被襲擊後的第二天，美國總統

羅斯福沈重簽署了對日的宣戰書。

1942 年 1 月 1 日，美國與蘇聯、中國、

英國等 26 個國家在華盛頓簽署了《聯

合國家宣言》，組成國際反法西斯 
同盟，共同抗擊德義日軸心國。 
此時的美國及其盟國真正實現了全面

互動，第二次世界大戰由此進入了一

個嶄新的階段。 

因此，新芳研發推出反輻射抗電磁波材料，應用在防輻射抗電磁波之工程，支援

日本 311福島事件，由後藤伸一郎代表親王尋求技術指導。 
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2013 年張仁鴻博士獲日本親王頒發國際學士院至高榮譽 

 

 
2013 年 8 月 21 日日本親王親抵台灣授予本公司國際奈米材料研發最高貢獻獎。 

    在這個世界上，只有日本經歷過原子彈傷害與核電廠的爆炸，對人民身心健康的影響，

就算經歷過幾十年也無法消除及彌補，只有當初日本皇室有實領兵權的伏見宮家族最為清楚

輻射電磁波對人類健康有極大的傷害。因此，國際學士院相當重視輻射電磁波所帶來的工業

污染問題，並呼籲國際應重視此項技術，抗電磁波材料不應該只是應用在軍事上，戰爭對人

類的生活並沒有幫助，只會造成世界混亂與動盪不安，所以他十分肯定新芳奈米對國際社會

所做的努力。伏見宮博明王是唯一沒有参與二次世界大戰之親王，本身熱愛和平，為人謙恭

樸實，對台灣十分友善，事實上日據時期，皇室也是用心在經營台灣，當作自身的國度經營，

早期台灣所有重大基礎建設都是皇室下令建造而成，如總督府、鐵路、台糖、烏山頭水庫等，

日本興建之工程不計其數，實在是有心建設台灣，即使日據時代的法令與管制非常嚴格，但

也樹立了安和樂利的社會。 

 
 

   
 

 

《國際奈米材料研發最高貢獻獎》 

上圖:新芳奈米總經理張仁鴻博士與日本親王-伏見博明合影，此次來台授予國際奈米材料

研發最高貢獻獎,研發抗電磁波材料製造新芳抗電磁波輻射除轉墊，以提倡世界和

平為宗旨，並推動生技替代醫療的理念，人類應遠離戰爭及電磁波輻射的危害。 
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第一屆環境文化高峰親睦大會促進中日交流- 
日本親王親自抵台並頒贈國際奈米材料研發最高貢獻獎 

 
上圖:日本親王-伏見博明與日本文化振興會創會會長-棧勝正先生帶領日本文化振興

會蒞臨台灣參加文化高峰敦睦大會合照，與會日本親王以國際學士院最高總裁

的身分，頒授新芳奈米科技有限公司-張仁鴻博士，國際奈米材料研發最高貢獻

獎，促進中日的文化交流。 
 

相續聯合國國際癌症研究署於 2011 年 5 月 31 日發布 208 號文件，依據使用無線手機與

增加罹患神經膠質瘤之風險，已將射頻電磁場歸類為「人類可能致癌物」。而聯合國會發表

此文件之前，工業大國都有進行電磁波危害的相關研究，國際文獻早已證實只是未公開，其

對人體的傷害之嚴重性。 
 
畢竟也要有新材料技術的誕生來解決電磁波對人體的危害，以往類似這種抗電磁波材料

都應用在軍事隱形之用途，但應用在軍事上，對人類的和平與健康是沒有任何幫助，所以本

公司也表明立場，謝絕受理各單位從事軍事相關之研究。本公司有鑑於材料應用在民生健康

的重要性並可解決工業上電子產品之電磁波危害的問題。因此，我們呼籲國際及政府應教育

民眾如何防護電磁波危害，研發抗電磁波技術為當務之急，確保給社會提供一個健康無輻射

的環境。 
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新芳於日本東京國際奈米科技大展榮獲金菊賞得獎之創作   
  

從 2011 年 2 月 16 日，在日本東京國際奈米科技大展，新芳深獲日本親王-伏見宮博明

王的重視，予以《金菊賞》最高榮譽之肯定。新芳發表主要創作-研發特殊超微研粉機，製

造各項微奈米材料應用在生技醫療、保健；研發新醫學發明專利-藉由遠紅外線定位波長，

達到預防心血管疾病的效果。創作之二-推動反輻射抗電磁波理念，研發反輻射抗電磁波新

材料與產品，並呼籲人類應避免使用核電，防止核電產物造成的生態汙染，人類應和平共存，

不要讓原子彈之輻射戰爭再次發生，地球與人類享有健康無輻射恐懼的環境。創作之三-將
傳統農業藉由奈米科技之新技術改革政策化-使農作物進行微細化吸收之有機肥技術，大地

綠化工程，保護地球生態與環境，維護土壤耕作品質，防止酸化、土石流及水源汙染，減少

使用化學肥料與農藥，讓大眾都能擁有健康的作物飲食，減少疾病的發生。以上創作對改善

地球暖化、生態破壞與人類健康有極大的貢獻。 
 
到 2011 年 3 月 11 日日本福島核電廠事件發生，輻射嚴重外洩，日本親王特派後藤申一

郎尋求技術伸援，反輻射抗電磁波技術發明深獲國際重視，也由於此項新材料的研發成功與

專利取得，公諸於世，發明專利登錄於國際文獻，更催化了聯合國在 2011 年 5 月 31 日，勢

必要坦承公布 208 號文件的關鍵性，此項技術發明對人類健康的影響極為深遠，讓國際社會

更重視反輻射抗電磁波的重要性，也讓人類對輻射電磁波有更正確的認知。 
 
 以上發表之發明創作，受到國際社會的重視與肯定，在 2012 年 8 月 30 日聯合國中國

之萬物生態中心將世界和諧鐘運抵來台，指定首航接鐘單位為新芳奈米科技有限公司，世界

和諧鐘巡迴活動主要推動「世界和平、地球環保、反輻射抗電磁波」，遠離戰爭以生技代替

醫療，人類的智慧應用在健康與文明的領域，而非做軍事的鬥爭，故本公司推出反輻射抗電

磁波材料結合生技醫學，衍生新芳奈米輻射除轉墊的誕生，此商品除了極具歷史性與紀念性，

其使用功能深獲國際組織的肯定與認證，能帶給人類健康免於輻射與電磁波危害，進而創造

健康與祥和的新世界。 
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新芳奈米科技反輻射抗電磁波技術與微細化製程 

 
 

  

上圖: 國科會主委、中央研究院物理研究所所長-吳茂昆國家院士 
      蒞臨新芳奈米科技公司，考察奈米研粉機之製程技術、反輻   
      射抗電磁波材料及高新科技微奈米有機肥料應用在精緻農 
      業，奈米科技農業化，提升國家競爭力。 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用於農業科技化之優異功效 

左圖:張仁鴻博士應邀參加中華民國奈米產業論壇演講並發表奈米有機肥

研發成果，深受國科會主委吳茂昆院士重視，帶動國家創新農業發展，提

升作物品質與產量，主辦單位國立成功大學奈米研發科技中心特頒感謝狀

以表謝忱。 

 

右圖:張仁鴻博士(如圖右二)輔導苗栗縣大湖草莓，農業科技化，利用微

奈米有機肥料施作，成果豐碩，吳茂昆國家院士(如圖右一)帶領國科會研

究員(如圖左三)親臨視察。 

 

光也是電磁波，利用吸收電磁波光譜的原理作為植物進行光合作用的機制 
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 上圖: 經由奈米有機肥料所栽種出來的南瓜(如圖桌上)是一般未經基因改良南  

      瓜的體積與重量超越數倍以上。中央研究院國家院士吳茂昆十分疑惑，懷   

      疑作物是否有做基因改造，不然為什麼未經基因改造之南瓜能成長如此巨 

      大。張仁鴻博士為其說明，表示運用有機奈米肥料、經微細化吸收，效果   

      十分顯著，才使得作物之果實能成長到如此豐碩巨大。 
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歷史回顧自昭和十四年(西元 1939 年)台灣正處於日據時期的農村社會，張氏家族發明

農業設備自動化(播種器)獲貞愛太子賞識與舉薦，日本裕仁天皇接見並授予榮譽之金牌賞。

其實早在西元 1895年，伏見博明的曾祖父-伏見宮貞愛親王以太子的身分來台，率領日軍攻

入台灣鹽水港後並將八角樓設為官邸指揮部，在上天冥冥安排下，其後裔-伏見博明王與新

芳奈米科技張仁鴻博士締結了世代交隔的因緣。 

 

鹽水八角樓建於西元 1847 年(清道光二十七年），八角樓係以其特殊的歇山形式八角形

屋頂而得名，建築樓高兩層，正面以木造為主，整體造型簡樸渾厚，細緻又施以精工雕琢，

處處令人驚艷；後側牆壁下半部為大型石條，上半部則為整齊漂亮的幾何圖案紅磚壁，厚重

的質感及顏色，恰與正面呈鮮明的對比。 

  

伏見宮博明親王為伏見宮貞愛太子之曾孫，日本經歷過二次世界大戰受到原子彈攻擊

(長崎與廣島)及日本 311 大震災影響(2011/3/11)，深受輻射與電磁波重創與危害，因此，伏

見宮博明親王十分重視新芳公司所研究之抗電磁波的材料與系列產品。 
 

    
 
 
 

上圖:美國在日本長崎投下原子彈， 

    .長崎上空出現蘑菇雲 

上圖:2011 年日本 311 東北大地震， 
     造成福島核電廠輻射嚴重外洩 
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上圖:重光葵為日本外務大臣並擔任多國大 

     使，在美國投下原子彈後，代表日本政 

     府簽署《降伏文書》，無條件投降，聯 

     軍統帥-五星上將麥克阿瑟將軍，代表 

     同盟國監理日本投降儀式。 

上圖: 日本 311 地震來自世界各地的救災人 
      員到福島核電廠，每個人都身著抗輻 
      射裝備，就怕受到強烈輻射電磁波的  
      危害。 

道格拉斯·麥克阿瑟（Douglas MacArt- 
ur，1880 年 1 月 26 日－1964 年 4 月 5
日），是美國著名軍事將領，1944 年授

銜五星上將（元帥），華人常稱其為「麥

克阿瑟元帥」，簡稱「麥帥」。1930 年

代任美國陸軍參謀長，是太平洋戰爭中

盟軍主要指揮官之一。 
 
1941 年，第二次世界大戰爆發時被徵

召回到菲律賓擔任美國遠東軍總司

令；珍珠港事變後，由於低估大日本皇

軍力量，菲律賓的盟軍遭受嚴重打擊。 
1944 年，麥克阿瑟晉升五星上將。太

平洋戰爭後期，指揮美軍在西南太平洋

執行「跳島戰略」，選擇性攻佔有利於

美軍推進的島嶼，包括菲律賓群島及沖

繩島，直到日本於 1945 年 8 月 6 日及

9 日受長崎與廣島受原子彈輻射攻擊

無條件投降，終於結束二次世界大戰。 
 
 

上圖:二次大戰後麥克阿瑟與日本 裕仁天皇合影 
      

1941 年，日本偷襲珍珠港，致使美國反擊 
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下圖:《終戰詔書》手稿—日本昭和天皇裕仁在第二次世界大戰末期同意 
      無條件投降的詔書 
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西元 1945 年 8 月 6-9 日，廣島市與長崎市先後遭美軍以原子彈空襲，共造成兩市約 14 萬

人死亡。1945 年 8 月 9 日，御前會議討論日本是否接受《波茨坦宣言》，昭和天皇裁示接受，

簽署表示接受美、英、中、蘇四國在波茨坦會議上發表的《波茨坦公告》，同意無條件投降的

詔書 

  西元 1945 年 8 月 14 日，日本昭和天皇親自宣讀《終戰詔書》並錄音，於西元 1945 年 8
月 15 日通過日本放送協會（NHK）正式對外廣播。這是日本天皇的聲音首次向公眾播出。此詔

書的廣播又稱為「玉音放送」，在日語中，天皇的聲音被敬稱為「玉音」，「放送」則指廣播，

因而得名。 

   
 

資料來源:摘錄自維基百科-終戰降書 

 

上圖:日本國民收聽玉音放送 上圖: 日本戰俘收聽玉音放送 
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推動世界和平的產品、遠離輻射電磁波 
新芳以創新隱形材料，應用在民生工業，解決輻射電磁波對人體危害。 

 
  人類創造工業文明，自食其果，須接受工業輻射污染傷害的考驗，也需要有能

力來解決輻射電磁波所帶來的問題，除了核電廠的輻射問題外，民眾更應重視使用手

機、家電、電子產品的電磁波安全維護問題，這些問題要解決尚需政府的努力宣導與

鼓勵廠商研發並配合產業的技術發展，徹底執行。在這種情況下，面臨到解決時代的

工業問題，新芳推出抗輻射電磁波的墊體與裝置之線材，從最基本的居家辦公室、校

園與日常環境來有效落實，讓每個人都能夠使用並受惠。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

52 
 



 

 
新芳所開發出奈米輻射除轉墊，體觸部分以利於肌膚之微奈米珍珠粉做墊體表面封膜，

減少化學汙染傷害，符合 RoHS ，且已經超越現前之國際標準。藉由控制吸光係數與折射

率來降低螢幕光害。消除暴露於自然環境中(電燈光害、周邊電器及線路)所產生之電磁波及

靜電場輻射，讓長期使用電腦工作者遠離電磁波的威脅並降低螢幕所產生之光害來保護眼睛 

，本墊體能釋放遠紅外線，配合可消除電磁波的裝置，利用電磁波繞射爬行的特性將 3C產

品所產生之電磁波導引入地線孔(接地孔)移除。  

 

 本產品安裝步驟十分簡單，只要把所附之消除電磁波線組之導電單插頭端插於插座之

地線孔(請使用檢電筆測試，不亮的插孔即為地線孔)，或夾設於接地端頭。 再將端子頭(含

轉換端子)，插於欲使用之家電或 3C產品之訊號傳輸插孔上，最後將另一導電夾，夾在除轉

墊上，即可。  
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使用新芳奈米輻射除轉墊與裝置於筆電之對照比較，能夠清楚看到使

用新芳奈米輻射除轉墊後，其電子產品釋放之電磁波皆有明顯下降: 
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使用新芳奈米輻射除轉墊與裝置於手機和液晶電視機，兩組對照比

較，能夠清楚看到使用新芳奈米輻射除轉墊後，其電子產品釋放之電

磁波皆有明顯下降: 
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使用新芳奈米輻射除轉墊於坐地式電腦與電磁爐，兩組對照比較下，

能夠清楚看到使用新芳奈米輻射除轉墊後，其電子產品釋放之電磁波

皆有明顯下降: 
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使用新芳奈米輻射除轉墊於印表機，兩組對照比較下，能夠清楚看到

使用新芳奈米輻射除轉墊後，其電子產品釋放之電磁波皆有明顯下降: 
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電磁波量測儀器認證書: 
實驗所用儀器，符合 VDE國際認證，所量測之數據，絕無誇大不實。 

 

使用新芳奈米抗電磁波塗料於吹風機，兩組對照比較下，能夠清楚看

到使用塗料之吹風機所釋放之電磁波皆有明顯下降: 

58 
 



 

 
新芳奈米科技有限公司的抗電磁微粒材料在韓國、中華人民共和國、越南、中華民國等

榮獲多國新發明專利。輻射除轉墊所用的塗料為全新塗料，是由奈米碳管製成，可用來遮

蔽完全黑暗中的物體，即使在夜空中，肉眼也無法辨別物體。 以下為塗料之特性說明: 
1. 良好的強度、導電性。 
2. 最黑的材料，其結構像吸管，直徑僅幾奈米長。 
3. 由純碳製成，具有吸收波長光線的能力，包括無線電波、可見光、紫外線等。  
4. 於水中加熱後，形成隱形的遮蔽；改變水周圍的光學特性，產生物體隱形的錯覺。 
5. 奈米碳管的塗層，既不反射光線，也不具備光散射的特性。 

                              奈米碳管 

 
下圖為 SEM 顯微鏡表面粗結構影像分析:  

 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
新芳奈米科技有限公司  
中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
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下圖為 EDS 成分分析: 石墨為 99.9%以上之碳純度 

   
下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管與石墨烯交錯分布狀態圖，形成良

好的跨電性連結與導熱散熱功能，可應用在抗電磁波產業  (影像請自行放大檢視) 

 

 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
新芳奈米科技有限公司  中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
 
 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
新芳奈米科技有限公司   
中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
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下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管之外結構圖，表面

吸附多數碳原子雲，分布於石墨烯表面      (影像請自行放大檢視) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

新芳奈米科技有限公司 中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
                     
 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-碳管與碳管形成交錯連結，產
生跨電性，分布於石墨烯表面      (影像請自行放大檢視)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新芳奈米科技有限公司 中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
                     
 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管分布於石墨烯表面

上之微結構圖，每層約 0.33nm~0.35nm 之間，可以明顯看到奈米碳管規則化

的結晶排列   (影像請自行放大檢視) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新芳奈米科技有限公司 中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
                     
 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管密集分布與石墨烯

結合的薄層，且濃度甚高，表面吸附多數碳原子雲，產生良好超導散熱的功

能，可應用於抗電磁波、抗靜電與導熱散熱產業  (影像請自行放大檢視) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新芳奈米科技有限公司 中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管密集分布與石墨烯

結合的薄層，且濃度甚高，表面吸附多數碳原子雲，產生良好超導散熱的功

能，可應用於抗電磁波、抗靜電與導熱散熱上之功能 (影像請自行放大檢視) 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-多層壁奈米碳管，每層約

0.33nm ~0.35nm 的結晶排列，具良好導電性與導熱散熱功能 
                      (影像請自行放大檢視) 
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下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管具有中孔性 

(影像請自行放大檢視) 
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  下圖為TEM電子穿透顯微鏡微結構影像分析-奈米碳管-從外視看是結晶整齊

排列，內部是中空結構，.故具導電與導熱散熱之通透性 (影像請自行放大檢視) 
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  下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-石墨烯薄層與奈米碳管 

(影像請自行放大檢視) 
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下圖為 TEM 電子穿透顯微鏡微結構影像分析-石墨烯薄層與奈米碳管 

(影像請自行放大檢視) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新芳奈米科技有限公司 中華民國抗電磁波微粒材料發明專利(I401701 號) 
                     
 

HSIN FANG NANOTECHNOLOGY CO.,LTD 

70 
 



 

 
新芳輻射除轉墊結合多項研發專利生產製造，專利如下: 

1. 西元 2006年國際專利微奈米研粉機與微細化製程(可生產各項奈米材料): 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

日本 

中華民國-台灣 

韓國 中華人民共和國 
 

美國 

英國 

德國 

 

微奈米超微研粉機 
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中華民國具人體遠紅外線波段之材

料微細化製備方法(I533886 號) 

 

抗電磁波微粒材料(I401701 號) 

保健材料於製備用以防治心血管疾病及 

生技保養上之藥物的用途(I446933號) 

 

消除電磁波轉換成遠紅外線之墊體

(M495785 號) 
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可消除電磁波的裝置-線路 
 (M495065 號) 
 

消除電磁波裝置-含墊體

(M512887 號) 
 

消除電磁波及防止漏電裝置

(M517977 號) 

 

心血管疾病防治及生物保健品結

構專利證書 (M464188 號) 
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澳門(中國特區)抗電磁波微粒材料

專利註冊登記書 

越南抗電磁波微粒材料專利證書 

(10646號) 

韓國抗電磁波微粒材料專利證書

(1C-1023384號) 
中國抗電磁波微粒材料專利證書 

(1012545 號) 
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          (＜100MHz~3.0GHz  通過吸收隔離度:99.92%) 

          

SGS 新芳抗電磁波(EMI)奈米塗料吸附功能隔離度測試報告: 
 
 

心血管疾病防治材料之提高遠紅外線放射率

製備方法 I546097 號 
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中山科學研究院校正報告 
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中山科學研究院校正報告 
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國家中山科學研究院化學研究所測試報告 
新芳奈米輻射除轉墊轉換遠紅外線功率:用人體溫度 37 度 C為標準，通過 8~12微米之遠紅

外線定位波點 9.36微米，可達 91%以上，證明有升溫及體波共振，活化生理機能。 
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通過美國 UL 安規認證 ，消除電磁波的裝置(線材) 
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新芳奈米輻射除轉墊 SGS EU 之 RoHS 1.0 報告(六項) 

不含鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯(PBB) 和多溴聯苯醚(PBDE) 
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新芳奈米輻射除轉墊 SGS EU 之 RoHS 報告 2.0(七 P 測試) 
RoHS 2.0 為未來五年才會實施的國際標準，本公司已超越現前國際標準! 
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